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(54) Bestrahlungsanordnung, insbesondere zur optischen Thermolyse

(57) Die Erfindung betrifft eine Bestrahlungsanord-
nung (1), insbesondere zur optischen Thermolyse, um-
fassend eine nichtkohärente NIR-Lichtquelle (2), einen
der NIR-Lichtquelle (2) zugeordneten Lichtwellenleiter

(3) und eine Kühleinrichtung (4), wobei der Lichtwellen-
leiter (3) einstückig aus einem massiven Saphir oder
Quarz gebildet ist, um dessen Umfang mindestens teil-
weise ein in einem geschlossenen Kühlkreislauf befind-
liches Kühlmittel sich befindet.
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